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第3章 ＣＭＯＳ-ＬＳＩの構造

と製造プロセス



広島大学 岩 田 穆 2

集積回路基礎 第３章

2008/10/28

描画

ＬＳＩの製造方法（１）
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ＬＳＩの製造方法（２）
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(c)  ツインタブ型 （ツインウエル型）

(b)  ｎウエル型(a)  ｐウエル型

ｐウエル

ｎ基板

n+n+p+p+

ｎウエル
n+n+p+p+

CMOS-LSIの構造（１）

ｐウエルｎウエル

n+n+p+p+

ｐ基板
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CMOS-LSIの構造（２）

(d)  ＳＯＩ型 (Silicon on Insulator)

絶縁物基板

n+n+p+p+ n p

絶縁体 Insulator    （例 SiO2）
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宿題２００８．１０．２８

１．教科書ｐ.４５ 演習問題.３
ＣＭＯＳ製造のどの工程にマスクが使われるかを述べよ．

２．ＣＭＯＳ－ＬＳＩでウエルが必要な理由を述べよ．


